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“芯势力、拓未来”
拓荆科技股份有限公司2023年校园招聘
披荆斩棘，开拓进取，
拓荆科技邀您共赴科技创新的星辰大海，
与我们一起为中国的高科技事业贡献自己的力量！
· 招聘岗位：
一、工艺/制程工程师
岗位职责:
1、 PECVD产品的工艺调试
2、 分析和解决客户端PECVD设备的工艺与设备问题
3、 配合客户生产线的日常监测与维护
4、 负责客户端与公司本部之间的沟通与交流
岗位要求:
硕士及以上学历，优秀者可放宽要求
需求专业：
化学/化学工程/物理/材料科学与工程/电子工程/微电子/半导体等
工作地点：
沈阳、上海、海宁、西安、哈尔滨
二、机械工程师
岗位职责：
1、负责公司产品功能研发、结构设计及方案优化；
2、机械设计、光学CIP及相关工作；
3、项目管理，项目进程计划安排；
4、参与设备的安装调试；
5、根据公司需要能够胜任在客户端的出差。
岗位要求：
硕士及以上学历，优秀者可放宽要求
需求专业：
机械工程及力学、精密机械相关专业、光学、过程装备与控制工程等相关专业
工作地点：
沈阳、上海、海宁、西安、哈尔滨
3、 电气工程师
岗位职责:
1、熟悉伺服电机应用、独立完成自动化设备电气系统设计能力，熟悉欧姆龙、西门子、三菱、松下等日系PLC、HMI
2、熟悉设计软件；熟悉电气设计规范和低压产品国家、行业标准
3、具备电气、自动控制相关知识，熟悉电气标准，熟悉电气布线、电气控制柜设计、各种电器元件的功能，技术参数和电气部件选型
岗位要求:
硕士及以上学历，优秀者可放宽要求
需求专业：
电气及自动化设计相关专业等
工作地点：
沈阳、上海、海宁、西安、哈尔滨
4、 软件工程师
岗位职责:
1、参与设备软件的需求分析和设计；
2、参与设备BSP及硬件驱动、实时控制程序、网络通信程序、人机界面等软件的开发、调试及相关算法研究工作；
3、参与设备软件的测试、现场维护调试和客户沟通工作。
岗位要求:
硕士及以上学历，优秀者可放宽要求；CET-6通过优先
需求专业：
计算机科学与技术/软件开发与设计/自动化等相关专业
工作地点：
沈阳、上海、海宁、西安、哈尔滨
5、 射频工程师
岗位职责:
1、承担半导体设备射频部分的设计工作
2、射频相关测试实验的设计与实施
3、射频相关问题的分析与解决
岗位要求:
硕士及以上学历，优秀者可放宽要求
需求专业：
等离子物理等
工作地点：
沈阳、上海、海宁、西安、哈尔滨
6、 技术支持工程师
岗位职责:
1、客户端PECVD/ALD/3D NAND机台安装和维护、保养，故障排除，客户端备件管理；
2、工艺调试，数据分析。
岗位要求：
本科及以上学历
需求专业：
机械、电气自动化、化学，化学工程，物理，材料科学与工程，电子工程，过程装备与控制工程，微电子，半导体等相关专业
工作地点：
沈阳、上海、北京、海宁、杭州、深圳、广州、台湾新竹、武汉、合肥、厦门、绍兴、无锡、宁波、天津、青岛、杭州、西安、苏州、重庆
七、产品安全工程师
1. 负责机台安规认证工作，对机台化学品使用及相关部分设计进行审核，判断是否符合SEMI标准中的要求，并从安全角度提出建议；
2. 负责国产器件的安全审核及认证推动工作；
3. 负责现场S2&S6测试，及安全手册撰写；
4. 从事IEC/EN等国际标准的研究，指导产品设计与测试工作。
岗位要求：
硕士及以上学历，优秀者可放宽要求
需求专业：
化学及相关专业
工作地点：
沈阳、上海
八、光学工程师
岗位职责:
1.负责光学系统的研发设计；

2.指导所设计光学系统的装调与测试；

3.验证并改进光学系统达到设计目标。
岗位要求：
硕士及以上学历
需求专业：
物理电子学、物理学、激光技术、光信息科学与技术、光学工程等相关专业
工作地点：
沈阳、上海、海宁
· 薪酬福利：
股权激励，年度双薪，带薪年假，各项补助，学位进修，司龄奖励，节假日福利，年度体检等福利，部分城市可享受落户政策。
持股和购股计划：公司为一定职位和绩效的员工提供股票奖励和持股计划。

· 培训发展

公司有完善的培训体系，可提供各种技术及职业素养类培训，还有海外培训和工作机会，持续支持员工的快速成长。

· 健康关爱
为了保障员工健康，每年一次的专业体检机构全面体检福利。

· 公司介绍
拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆公司”或 “公司”）成立于2010年4月，2022年4月20日在上海证券交易所科创板成功上市。公司总部位于辽宁省沈阳市浑南区，并在北京、上海、海宁成立了三家子公司。

公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务。公司聚焦的半导体薄膜沉积设备与光刻机、刻蚀机共同构成芯片制造三大主设备。目前，公司主要产品包括等离子体增强化学气相沉积（PECVD）设备、原子层沉积（ALD）设备和次常压化学气相沉积（SACVD）设备三个产品系列，已广泛应用于国内晶圆厂 14nm 及以上制程集成电路制造产线，并已展开 10nm 及以下制程产品验证测试。

拓荆科技经过十余年的创新发展，已成为国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SACVD设备厂商，也是国内领先的ALD设备厂商。公司以国家级高层次人才为核心，已经建成了一支国际化、专业化的半导体薄膜沉积设备研发技术团队。公司先后多次承担国家重大专项/课题，坚持自主创新，构建了完善的知识产权体系，拥有多项国际先进的核心技术，设备性能及关键指标均达国际同类设备水平。

拓荆科技以建立“世界领先的薄膜设备公司”为愿景，未来将继续致力于高端半导体设备的研发及产业化，扩大现有设备市场占有率，提高公司设备的技术先进性，丰富公司设备种类，拓展技术应用领域，并开拓国际市场。
· 校招流程
简历投递→简历筛选→面试→offer洽谈→入职体检→正式加入

更多线上线下宣讲安排，请关注官方微信
· 联系我们：
官方微信：搜索“拓荆科技”
招聘公众号：搜索“拓荆科技招聘”

招聘热线：024-24188000转8336/8016
简历投递邮箱：piotechhr@piotech.cn
简历命名格式：姓名-毕业院校-意向职位-意向城市-性别-专业
公司官网：www.sypiotech.cn
www.sypiotech.cn


